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Popis funkéniho vzorku:

Vysledkem pokracujiciho vyzkumu viivu jednotlivych technologickych
parametriit na vykonovou charakteristiku soldarniho clanku je prechod od
intrinsické absorpcni vrstvy rostlé z cistého silanu (SiHs) K vrstvé rostlé ze dvou
prekurzori, kdy je silan reden vodikem v poméru R=(H,)/(SiH4)=20.

Sled jednotlivych vrstev fotovoltaického clanku a jejich tloustky:
skleneny substrat — sklo Corning Eagle (1mm)

=  ASAHI U-type (SnO,) TCO (800nm)

= p-typ uc-Si:H (5nm)

= p-typ a-Si:H (10nm)

" prechodova vrstva a-SiC:H (5nm)

» intrinsicka absorpcni vrstva a-Si:H (300nm)

= n-typ a-Si:H (20nm)

»  kovové kontakty Ag (40nm) a Al (300nm)

Pro rist p-i-n struktury byla zvolena technologie plazmou podporené
chemické depozice zplynné faze (Plasma Enhanced Chemical Vapour
Deposition — PECVD) za vyuziti ctyrkomorovéeho systemu AMOR v laboratorich
DIMES (DELFT,Nizozemi). http://katana.dimes.tudelft.nl

Adici vodiku jsou pasivovany volné kremikové vazby a redukuje se tak
pocet rekombinacnich center v absorpcni vrstve. Analyzou V-A charakteristiky
meérené za standardizovanych podminek AMI1.5 byly ziskany parametry
solarniho c¢lanku (Tab. 1). Z analyzy optickych vlastnosti plyne narust optické
Sirky zakdazaného pasu absorpcni vrstvy s niz roste i hodnota napéti naprazdno
Vo (Obr. 1).

Obr. 1.: Napéti naprazdno V. tenkovrstvého solarniho clanku s intrinsickou
vrstvou bez zredéni (R=0) a se zredénim (R=(H,)/(SiH4)=20)


http://katana.dimes.tudelft.nl/

Tab. 1.: Parametry tenkovrstvého soldrniho clanku na bdzi hydrogenizovaného
amorfniho kiremiku s vysoce ziedénou absorpcni vrstvou ziskané analyzou V-A
charakteristiky (eff — ucinnost, Voc — napéti naprazdno, FF — fill faktor

eff [%0] [Voc [V] FF [-]
693 | 0.863 | 0.712




